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Erratum: Electrodeposition of Chitosan on Ti-6Al-4V Surfaces: A Study of Process 
Parameters

In the article “Electrodeposition of Chitosan on Ti-6Al-4V Surfaces: A Study of Process Parameters”, with 
DOI: https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2021-0552, published in Materials Research, 25:e20210552, on page 1, 
where it was written:

Marco Leóna , Doménica Alvareza, Alfredo Valarezoa, Lorena Bejaranoa, Daniela Viterib, 

Astrid L. Giraldo-Betancurc , Juan Muñoz-Saldañac, Jose Alvarez-Barretob* 

aUniversidad San Francisco de Quito, Instituto de Investigación de Materiales, Departamento de 
Ingeniería Mecánica, Quito, Ecuador.

bUniversidad San Francisco de Quito, Departamento de Ingeniería Química, Laboratorio de 
Biomateriales-IDEMA, Quito, Ecuador.

cCONACYT-Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Querétaro, México.

Should read:

Marco Leóna , Doménica Alvareza, Alfredo Valarezoa, M. Lorena Bejaranoa, Daniela Viterib, 

Astrid L. Giraldo-Betancurc , Juan Muñoz-Saldañad, Jose Alvarez-Barretob* 

aUniversidad San Francisco de Quito, Instituto de Investigación de Materiales, Departamento de 
Ingeniería Mecánica, Quito, Ecuador.

bUniversidad San Francisco de Quito, Departamento de Ingeniería Química, Laboratorio de 
Biomateriales, Quito, Ecuador.

cCONACYT-Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Querétaro, México.
dCentro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Laboratorio Nacional de Proyección Térmica, 

CENAPROT Lib. Norponiente 2000, Fracc. Real de Juriquilla, 76230 Querétaro, Qro. México.
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